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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 5 年 6 月 1 3 日 ( 2 0 2 3 . 6 . 1 3 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
  イ ソ プ ロ ピ ル ア ル コ ー ル を 含 む 半 導 体 洗 浄 液 で あ っ て 、
  イ ソ プ ロ ピ ル ア ル コ ー ル に 対 す る ｔ － ブ チ ル ア ル コ ー ル の 質 量 比 が １ ｐ ｐ ｍ 以 下 で あ り 、
　 イ ソ プ ロ ピ ル ア ル コ ー ル に 対 す る ２ － ペ ン タ ノ ン の 質 量 比 が １ ｐ ｐ ｂ 以 上 ５ ０ ｐ ｐ ｂ 以  
下 で あ り 、
　 イ ソ プ ロ ピ ル ア ル コ ー ル に 対 す る ク ロ ト ン ア ル デ ヒ ド の 質 量 比 が ０ ． ５ ｐ ｐ ｂ 以 上 １ ０  
ｐ ｐ ｂ 以 下 で あ る 、 半 導 体 洗 浄 液 。
【 請 求 項 ２ 】
  イ ソ プ ロ ピ ル ア ル コ ー ル を 含 む 半 導 体 洗 浄 液 で あ っ て 、
  イ ソ プ ロ ピ ル ア ル コ ー ル に 対 す る ｔ － ブ チ ル ア ル コ ー ル の 質 量 比 が １ ｐ ｐ ｍ 以 下 で あ り 、
　 イ ソ プ ロ ピ ル ア ル コ ー ル は 、 プ ロ ピ レ ン の 直 接 水 和 法 に よ り 製 造 さ れ て い る 、 半 導 体 洗  
浄 液 。
【 請 求 項 ３ 】
　 不 純 物 と し て ｔ － ブ チ ル ア ル コ ー ル を 含 む 粗 イ ソ プ ロ ピ ル ア ル コ ー ル 水 溶 液 を 第 一 蒸 留  
塔 の 原 料 供 給 段 に 供 給 し 、 前 記 第 一 蒸 留 塔 の 塔 頂 か ら イ ソ プ ロ ピ ル ア ル コ ー ル よ り も 沸 点  
が 低 い 低 沸 点 不 純 物 を 含 む 第 一 留 出 液 を 抜 き 出 す と と も に 、 前 記 第 一 蒸 留 塔 の 塔 底 か ら 第  
一 缶 出 液 を 抜 き 出 す 第 一 蒸 留 工 程 を 含 み 、
　 前 記 第 一 蒸 留 工 程 で は 、 前 記 第 一 蒸 留 塔 の 原 料 供 給 段 か ら 塔 頂 ま で の 段 の う ち の 理 論 段  
数 と し て ３ 段 以 上 の 段 に お け る 液 相 中 の 水 の 含 有 率 が １ ５ 質 量 ％ 以 上 と な る よ う に 、 前 記  
第 一 蒸 留 塔 の 原 料 供 給 段 よ り も 理 論 段 と し て ２ 段 以 上 上 の 所 定 の 段 に 、 前 記 第 一 蒸 留 塔 の  
外 部 か ら 、 水 を 含 有 す る 流 体 を 供 給 す る 、 半 導 体 洗 浄 液 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 第 一 留 出 液 を 第 二 蒸 留 塔 の 原 料 供 給 段 に 供 給 し 、 前 記 第 二 蒸 留 塔 の 塔 頂 か ら 前 記 低  
沸 点 不 純 物 を 含 む 第 二 留 出 液 を 抜 き 出 す と と も に 、 前 記 第 二 蒸 留 塔 の 塔 底 か ら 第 二 缶 出 液  
を 抜 き 出 す 第 二 蒸 留 工 程 を さ ら に 含 み 、
　 前 記 第 二 蒸 留 工 程 で は 、 前 記 第 二 蒸 留 塔 の 所 定 の 段 に 、 前 記 第 二 蒸 留 塔 の 外 部 か ら 、 水  
を 供 給 し 、
　 前 記 第 一 蒸 留 工 程 で は 、 前 記 水 を 含 有 す る 液 体 と し て 、 前 記 第 二 缶 出 液 を 供 給 す る 、 請  
求 項 ３ に 記 載 の 半 導 体 洗 浄 液 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 第 二 蒸 留 塔 の 所 定 の 段 は 、 前 記 第 二 蒸 留 塔 の 原 料 供 給 段 と 塔 頂 と の 間 の 段 で あ る 、  
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請 求 項 ４ に 記 載 の 半 導 体 洗 浄 液 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 プ ロ ピ レ ン の 直 接 水 和 法 に よ り 、 前 記 粗 イ ソ プ ロ ピ ル ア ル コ ー ル 水 溶 液 を 得 る 反 応 工 程  
を さ ら に 含 む 、 請 求 項 ３ か ら ５ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 半 導 体 洗 浄 液 の 製 造 方 法 。
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